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摘要(译)

通过捕获在如正借助二维接收换能器阵列(104、108)接收的超声中的畸
变的横向二维特性来校正超声畸变(尤其在经颅成像或经颅治疗中的)。在
一些实施例中，通过时间窗来施加透射超声(164)，并且例如一次从一个
或多个真实点源或者虚拟点源(160)发射该透射超声，每个点源是单个换
能器元件或者缀片或者一组元件或缀片的几何焦点。在一个方面中，缀
片可以作为在近场中的小聚焦换能器。在一个版本中，对侧阵列(104、
108)是由点源组成。在一些方面，通过自变量方式构造成与接收换能器
的阵列结构对应的畸变图使畸变估计具体化，该超声设备被配置成通过
修改设备设置而改进超声接收/发射的定位或者校正射束形成，从而改进
超声操作。增强包括射束位置可视化、强度预测和射束形状预测。
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